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POVLAKOVANE MATERIALY PRO FREZOVANI

POVLAKOVANE MATERIALY PRE FREZOVANIE

Oznaceni materidlu a mikrostruktura Aplikacni oblasti 1S0 513 Popis materidlu a doporucené uziti > >
Oznacenie materidlu a mikrostrukttra Aplikacné oblasti Popis materidlu a doporucené pouzitie E E
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- submikronovy substrat s relativné nizkym obsahem pojici faze

- povlak s velmi malym soucinitelem tfeni naneseny metodou PVD
- specificka Uprava fezné hrany

- specilni materidl pro obrabéni nezeleznych kovl

- dokoncovaci, polohrubovaci operace

- stabilni zabérové podminky

GEOMETRIE VBD
GEOMETRIA VRD

- submikrénovy substrat s relativne nizkym obsahom spéjacej fazy
a - povlak s velmi malym sucinitefom trenia, naneseny metédou PVD

- $pecifickd Uprava reznej hrany

- $pecidlny material pre obrabanie nezeleznych kovov

- dokoncovacie, polohrubovacie operacie

- stabilné zaberové podmienky
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N - substrat typu H s relativné nizkym obsahem kobaltu & o
- tenky MT-CVD povlak s unikatni Al,O, vrstvou w N
- prvni volba pro frézovani Sedé a tvamé litiny a kalenych a zuslechténych material dale vyuzi- i oc
telnd zejména i pro frézovani pevnéj$ich materialu skupiny P o =
- vybornd odolnost proti opotfebeni g §

- stabilni zabérové podminky
- stfedni a vysoké fezné rychlosti
[ - schopnost pracovat za sucha, ale pfi ideélnich zabérovych podminkach je mozné i pouZiti
chladici kapaliny

- substrat typu H s relativne nizkym obsahom kobaltu

- tenky MT-CVD povlak s unikatnou Al,O, vrstvou

- prva volba pre frézovanie sivej a tvarnej liatiny a kalenych a zusfachtenych materidlov, dalej
vyuZitelnd i pre frézovanie pevnejSich materidlov skupiny P

- vyborné odolnost proti opotrebeniu

- stabilné zaberové podmienky

- stredné a vysoké rezné rychlosti

i schopnost pracovat za sucha, ale pri idealnych zaberovych podmienkach je mozné aj pouzitie

chladiacej kvapaliny

TECHNOLOG. MOZNOSTI
TECHNOLOG. MOZNOSTI

OPOTREBEN
OPOTREBENIE

10 20 30 40
M93I5 05|15|25|35 |45

- jemnozmny substrt s niz§im obsahem pojici kobaltové faze
- tenky MT-CVD povlak opatfeny unikatni vrstvou Al,O,
- obrabéni materilt skupiny P, podminéné aplikovatelny i pro skupinu K a H
- stfedni az vysoké fezné rychlosti
- vysokd otéruvzdomost pfi zachovani dobré houzevnatosti
N - schopnost pracovat za sucha, ale pfi idelnich zabérovych podminkach je mozné i pouZiti
chladici kapaliny

DALSI INFORMACE

DALSIE INFORMACIE

- jemnozmny substrat s niz§im obsahom spéjacej kobaltovej fazy

- tenky MT-CVD povlak opatreny unikatnou vrstvou Al,O,

- obrabanie materidlov skupiny P, podmienecne aplikovateny i pre skupinu K a H

- stredné aZ vysoké rezné rychlosti

- vysoka oteruvzdomost pri zachovani dobrej hizevnatosti

- schopnost pracovat za sucha, ale pri idealnych zaberovych podmienkach je mozné pouzit i
chladiacu kvapalinu

PREVODN[ TABULKA
PREVODNA TABULKA

W Hiavni oblast pouziti / Hlavna oblast pouzitia N Dalsi pouziti / Daléie pouzitie [ Podminéné pouziti / Podmienené pouzitie

2/PRAMET

257



2014

POVLAKOVANE MATERIALY PRO FREZOVANI
POVLAKOVANE MATERIALY PRE FREZOVANIE

> > Oznaceni materilu a mikrostruktura Aplika¢ni oblasti Popis materidlu a doporucené uziti
== 1S0 513
E E Oznadenie materiélu a mikroStruktura Aplikacné oblasti Popis materidlu a doporucené pouzitie
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> =
0 @ M9325 0515|2535 45
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53
n - jemnozrmny substrét s vy38im obsahem kobaltové pojici faze
- tenky MT-CVD povlak opatfeny unikatni vrstvou Al,O,
2 E - obrabéni materidlti P a podminéné aplikovatelny i pro skupiny M a S
o - [\ - stfedni az vysi fezné rychlosti
o - vysokd houZevnatost a provozni spolehlivost
T - dobra odolnost viici opotfebeni
CE) = - schopnost pracovat za sucha, ale pfi idedlnich zabérovych podminkéch je mozné i pouziti
| 8 chladici kapaliny
[CRG}
- jemnozrmny substrét s vy$$im obsahom kobaltovej spajacej fazy
- tenky MT-CVD povlak opatreny unikatnou vrstvou Al203
- obrabanie materidlov P a podmienecne aplikovatelny i pre skupiny Ma S
52 - stredné az vyssie rezné rychlosti
% % N - vysoka hizevnatost a prevédzkova spofahlivost
W - dobra odolnost voci opotrebeniu
<§( <§( - schopnost pracovat za sucha, ale pri idealnych zaberovych podmienkach je mozné i pouzitie
FITRT chladiacej kvapaliny
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o = - substrat se stfedni velikosti zrn a s vysokym obsahem kobaltové pojici faze
g o) [ | - tenky povlak aplikovany metodou MT-CVD s unikétni vrstvou Al,O,
= - obrabéni skupiny materialt M, S a podminéné skupiny P
=EE - nizkd az stfedni fezna rychlost
338 - nejhouzevnat&j$i material fady M9300
a5 - moznost obrabéni s chlazenim i bez chlazeni
[oNe]
== - substrét so strednou vefkostou zfn a s vysokym obsahom kobaltovej spajacej fazy
8 8 - tenky povlak aplikovany metédou MT-CVD s unikétnou vrstvou Al,O,
oo - obrabanie skupiny materialov M, S a podmienecne skupiny P
% % - nizka az stredna rezna rychlost
[SRS] I | | - najhuzevnatej$i material rady M9300
o - moznost obrabania s chladenim i bez chladenie
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SR - vysoce otéruvzdomy materidl fady M8300
E E N - ultra-submikronovy substrét s relativné nizkym obsahem pojici faze
oQ - novy multivrstevnaty PVD povlak na bazi AITiN a TiAISIN
% = - specidlni findini dprava povlaku
;(% L - obrabéni materiall skupiny P, K, H a podminéné M a S
29 | - stabilni zab&rové podminky
o ,g - dokonéovaci, polodokon&ovaci operace
- vysoko oteruvzdorny materidl rady M8300
< < - ultra-submikrénovy substrét s relativne nizkym obsahom spajacej fazy
= 5 - novy multivrstevnaty PVD povlak na baze AITiN a TIAISIN
23 N - 8pecialna findlna tprava poviaku
= = - obrabanie materialov skupiny P, K, H a podmiene¢ne M a S
== - stabilné zaberové podmienky
= PR D
8 ) - dokonCovacie, polodokonCovacie prace
=Q |
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- substrét typu S s vysokym obsahem kubickych karbidu
- vysoka mez tepelné stability S8
N - novy multivrstevnaty PVD povlak na bazi AITiN a TiAISIN E <>(
- specidlni findini dprava povlaku o
- obrabéni materidlt skupiny P a podminéné M a K oo
N - stabilni zabérové podminky CE) %
- stfedni az vysoké fezné rychlosti a posuvy w
[CRG}
- substrat typu S s vysokym obsahom kubickych karbidov
- vysokd medza tepelnej stability
- novy multivrstevnaty PVD povlak na baze AITiN a TiAISIN
- 8pecialna finalna tprava poviaku 52
- obrabanie materidlov skupiny P a podmienecne M a K % %
- stabilné zaberové podmienky i
- stredné az vysoké rezné rychlosti a posuvy <§( <§(
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52
29
[ | m m
- jemnozrmny substrét s vysokym obsahem pojici kobaltové faze ’i oc
vysokd provozni spolehlivost (nejhouzevnatéjsi ¢len fada 83xx) a =z
[ | - novy multivrstevnaty PVD povlak na bazi AITiN a TiAISIN g o)
- specidlni finéIni Uprava povlaku =
- obrabéni materidlt skupiny P a M a podminéné S =EE
- nestabilni zabérové podminky 338
- hrubovaci aplikace a5
[oNe]
- jemnozmny substrat s vysokym obsahom spajacej kobaltovej fazy ==
- vysoka prevadzkova spofahlivost (najhizevnatejsi Clen rady 83xx) 8 8
- novy multivrstevnaty PVD povlak na baze AITiN a TiAIN 33
- $pecidlna findlna Uprava poviaku ==
. A - obrabanie materialov skupiny P a M a podmieneéne S E:) E:)
- nestabilné zaberové podmienky B
- hrubovacie aplikacie
=Y
e
o |
o= o
8215 10 20 30 40 - ©5
05/ 15|25 35 45 o3
[\
- submikronovy substrat typu H s relativné nizkym obsahem kobaltu ] (%
- vysoka otéruvzdornost = =z
N - novy multivrstevnaty PVD povlak na bazi AITiN a TiAISIN oc %
- velmi dobra odolnost viiéi Sifeni mikrotrhlin e
- vysoce univerzaini, prakticky vyuZitelny pro obrabéni vSech skupin obrabénych materidld Z =
[ - vhodny pro operace s vysokou tepelnou zatézi CZD c%
- vysoké fezné rychlosti =
- stabilni zabérové podminky 0
N - submikrénovy substrat typu H s relativne nizkym obsahom kobaltu
- vysoka oteruvzdormost § §
- novy multivrstevnaty PVD povlak na baze AITiN a TIAISIN = 5
- velmi dobré odolnost voci $ireniu mikrotrhlin @ Q
- vysoko univerzalny, prakticky vyuZzitelny pre obrabanie vSetkych skupin obrabanych materiélov = :
- vhodny pre operécie s vysokou tepelnou zatazou 3 %
| ©9
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> > Oznaceni materidlu a mikrostruktura Aplikacni oblasti 1S0 513 Popis materidlu a doporucené uziti
E E Oznadenie materiélu a mikroStruktura Aplikacné oblasti Popis materidlu a doporucené pouzitie
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|
- submikronovy substrat typu H
2 E - nanostrukturni tenky povlak naneseny metodou PVD s vysokym obsahem Al
oo | - vysoce univerzalni fezny material
o - kombinuje dobrou otéruvzdornost spolu s dobrou provozni spolehlivosti
T - vyuZitelny pro véechny skupiny obrabénych materiala
== [ - stfedni fezné rychlosti
g 2 - i pro nestabilni zabérové podminky
[C]
- submikronovy substrat typu H
U - nanostrukturny tenky povlak naneseny metodou PVD s vysokym obsahom Al
- vysoko univerzalny rezny material
52 - kombinuje dobrt oteruvzdornost spolu s dobrou reznou spofahlivostou
% % I\ - vyuZitelny pre vietky skupiny obrabanych materidlov
o - stredné rezné rychlosti
== s 0 . .
== i pre nestabilné zaberové podmienky
== N
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o
L
Z& 8240 05|15 |25|35 45
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Qo
o5
NN n
’i oc - submikronovy substrat typu H s vysokym obsahem kobaltu
a =z - nanostrukturni tenky povlak naneseny metodou PVD s vysokym obsahem Al
o5 [ | nejhouzevnatgjsi clen fady 8200
= - pro operace charakterizované vysokou mechanickou zatézi bfitu
= E - obrabéni materiall skupin P, M, Sa K
338 N - nizké gi '?'tfgdrjl’ fegné rychlosti
a5 - nestabilni zabérové podminky
[oNe]
== - submikronovy substrat typu H s vysokym obsahom kobaltu
8 8 - nanoStrukturny tenky poviak naneseny metédou PVD s vysokym obsahom Al
>3 - najhuzevnatejsi ¢len rady 8200
== - pre operacie charakterizované vysokym mechanickym zatazenim rezného ostria
E:) E:) [ ] - obrabanie materialou skupin P, M, S a K
P - nizke az stredné rezné rychlosti
- nestabilné zaberové podmienky
=Y
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o
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o3 8026T 05/ 15|25 35 45
|
L
w
(GRS
<§t % - substrat s vysokym obsahem kubickych karbidd (typ S)
o % A - nanostrukturni povlak naneseny metodou PVD
2 = - obrabéni materidli skupin P dale M a podminéné aplikovatelny i pro skupinu K
= = - stedni a vy3i posuvy
DD N - stFegni’ai vysokfé Fezné’ rychlosti
= = - stabilni zabérové podminky
>0
- substrét s vysokym obsahom kubickych karbidov (typ S)
- nanostrukttirny povlak naneseny metodou PVD
> N - obrabanie materialov skupin P a M a podmienene aplikovatelny aj pre skupinu K
= 5 - stredné a vy3Sie posuvy
o0 Q - stredné az vysoké rezné rychlosti
= : - stabilné zaberové podmienky
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Oznaceni materidlu a mikrostruktura Aplikacni oblasti 1S0 513 Popis materidlu a doporucené uziti > >
Oznacenie materidlu a mikro$truktura Aplikacné oblasti Popis materidlu a doporucené pouzitie E E
T
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[oNe]
N - ultrasubmikronovy substrat bez kubickych karbidd (typ H) s velmi nizkym obsahem kobaltu
- vysokd tvrdost pfi zachovéni ohybové pevnosti
- velmi dobra odolnost proti mechanickému opotfebeni 2 E
O - PVD povlak nového typu se zvySenou odolnosti proti oxidaci a unikatnimi kluznymi viastnosti E <>(
- vysoké rychlosti a nizsi az stfedni prifezy tfisek o
- stabilni zdbérové podminky oo
] - prakticky pouzitelny pro véechny skupiny obrabénych materialli s vyjimkou superslitin CE) %
(skupiny S) w
[CRG}
- ultrasubmikrénovy substrat bez kubickych karbidov (typ H) s velmi nizkym obsahom kobaltu
N\ - vysoka tvrdost pri zachovani ohybovej pevnosti
- velmi dobréa odolnost proti mechanickému opotrebeniu
- PVD povlak nového typu so zvysenou odolnostou proti oxidécii a unikétnymi kiznymi 52
vlastnostami % %
- vysoké rychlosti a nizie az stredné prierezy triesok E E
- stabilné zaberové podmienky <§( <§(
i prakticky pouzitefny pre vSetky skupiny obrabanych materidlov s vynimkou superzliatin Wiy
INEN
Ll
SOC OC
1215 10 20 30 40 x5
05| 15|25|35 |45 Z&
52
o
€
A N N
- submikronovy substrat bez kubickych karbidt (typ H) s nizkym obsahem kobaltu i oc
- novy gradientni povlak naneseny metodou PVD aa) =
- stiedni a vy$i fezné rychlosti a malé az stfedni prifezy tfise C
A tredni a vy&si fezné rychlost ¢ a7 stfedni prifezy tfisek 25
- zvy$end odolnost v{ci oxidaci =
- unikétni kluzné vlastnosti =EE
] - stabilni zdbgrové podminky 338
- prakticky pouzitelny pro véechny skupiny obrabénych materiall aa
[oNe]
- submikrénovy substrét bez kubickych karbidov (typ H) s nizkym obsahom kobaltu ==
N - novy gradientny poviak naneseny metodou PVD 88
- stredné a vy$Sie rezné rychlosti a malé az stredné prierezy triesok o¥e)
- zvysena odolnost proti oxidacii % %
[ - unikétne klzné vlastnosti OO0
- stabilné zaberové podmienky E E
- prakticky pouzitelny pre vSetky skupiny obrabanych materidlov
|
=Y
g
A m
o
=
1230 10 20 30 40 o5
05|15 25|35 | 45 c3
|
L
ok
- submikronovy substrét bez kubickych karbidd (typ H) s vy$§im obsahem kobaltu <§t <§(
N - novy gradientni povlak naneseny metodou PVD se zvy$enou odolnosti vici oxidaci oc o
o
- unikatni kluzné vlastnosti 2 =
- stfedni fezné rychlosti a nizsi a stfedni prifezy tfisek % o
[ - horsi zdbérové podminky D5
- prakticky pouZitelny pro vSechny skupiny obrabénych materiald = g‘
- submikrénovy substrat bez kubickych karbidov (typ H) s vy$8im obsahom kobaltu
N - novy gradientny povlak naneseny metodou PVD so zvy3enou odolnostou proti oxidéci
- uniktne Kizné vlastnosti > N
- stredné rezné rychlosti a nizie a stredné prierezy triesok = 3
A - horsie zéberové podmienky @ Q
- prakticky pouZitelny pre vetky skupiny obrabanych materidlov = :
55
¥ =
>0C L
a g
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znaceni materiélu a mikrostruktura plikacni oblasti opis materidlu a doporucené uziti
> > Oznaceni materidl ikrostrukt Aplika¢ni oblasti 1S0 513 Popis materidlu a d cené uziti
E E Oznadenie materidlu a mikroStruktura Aplikacné oblasti Popis materidlu a doporucené pouzitie
i i
wh 10 20 30 40
=
s 1010 0515|2535 45
<< <T
o
o @
[oNe]
[\
- jemnozrmny substrét bez kubickych karbidd (typ H) s velmi nizkym obsahem kobaltu
2 g - multivrstevnaty nanostrukturni povlak s vysokym obsahem Al naneseny metodou PVD
= = A - pro operace charakterizované vysokou tepelnou zatézi
W <t ) i . '
T -z hlediska obrabénych materialt velmi univerzalni (vyuzitelny pro vechny skupiny)
T - malé az stfedni prlfezy tfisek
== [ - vysoké fezné rychlosti
2 8 - stabilni zabérové podminky
[CRG}
- jemnozmny substrat bez kubickych karbidov (typ H) s velmi nizkym obsahom kobaltu
a - multivrstevnaty nano$truktdmy povlak s vysokym obsahom Al naneseny metodou PVD
- pre operacie charakterizované vysokou tepelnou zatazou
2 - z hladiska obrabanych materialov velmi univerzélny (vyuzitefny pre vSetky skupiny)
% % 0 - malé aZ stredné priemery triesok
= - vysoké rezné rychlosti
<< A R ! .
== stabilné zaberové podmienky
== n
INEN
w
SOC OC
v < 10 20 30 40
o
L
Z& 7025 05|15 (253545
==
85
Qo
o5
I
oo =
<
@ = - substrat s vysokym obsahem kubickych karbidd (typ S)
g o) A - multivrstevnaty nanostrukturni povlak s vysokym obsahem Al naneseny metodou PVD
= - obrabéni materill skupin P dale M a podminéné aplikovatelny i pro skupinu K
=EE - stfedni a vy3$8i posuvy
338 N - stFe(.inl"ai, vysokfé Fezne” rychlosti
a5 - stabilni zabérové podminky
[oNe]
== - substrét s vysokym obsahom kubickych karbidov (typ S)
8 8 - multivrstevnaty nanostrukttrny povlak s vysokym obsahom Al naneseny metodou PVD
oo - obrabanie materialov skupiny P a M a podmienene aplikovatelny aj pre skupinu K
% % - stredné a vy$Sie posuvy
[SRs) - stredné aZ vysoké rezné rychlosti
E E - stabilné zaberové podmienky
=Y
=
o
Wy
>E o
o 10 20 30 40
o
[+
S5 7040 0515|2535 45
[\
58
<§t % - substrat bez kubickych karbidu (typ H)
oc % [ | - multivrstevnaty nanostrukturni povlak s vysokym obsahem Al naneseny metodou PVD
8 L - kombinuje dobrou otéruvzdornost spolu s dobrou provozni spolehlivosti
Z= -z hlediska obrabénych materiali velmi univerzaini (vyuZzitelny Sechny skupi
=0 z hlediska obrdbénych materiald velmi univerzalni (vyuZitelny pro véechny skupiny)
DD [ - stfedni fezné rychlosti
= - horsi zabérové podminky
Na)
- substrat bez kubickych karbidov (typ H)
N - multivrstevnaty nanstrukttrny povlak s vysokym obsahom Al naneseny metodou PVD
> < - kombinuje dobrt oteruvzdornost spolu z dobrou prevédzkovou spolahlivostou
= 5 - z hladiska obrabanych materidlov velmi univerzélny (vyuzitefny pre vSetky skupiny)
@ Q N} - stredné rezné rychlosti
= : - horsie zaberové podmienky
53
=Q g
Ly
>E E

W Hiavni oblast pouziti / Hlavna oblast pouzitia N Dalsi pouziti / Daléie pouzitie [ Podminéné pouziti / Podmienené pouzitie

2/PRAMET

262



2014

POVLAKOVANE MATERIALY PRO FREZOVANI

POVLAKOVANE MATERIALY PRE FREZOVANIE

Oznaceni materidlu a mikrostruktura Aplikacni oblasti 1S0 513 Popis materidlu a doporucené uziti > >
Oznacenie materidlu a mikroStruktura Aplikacné oblasti Popis materidlu a doporucené pouzitie E E
T
Ek
==
SLU L
5040 10 20 30 40 =
05|15|25(35 | 45 m o
<< T
& &
[oNe]
|
- substrat s kubickymi karbidy (typ S)
- tenky poviak naneseny metodou MTCVD 2 E
O - obrabéni materidlt skupin P dale K a podminéné aplikovatelny i pro skupinu M E <>:
- uréen pro kopirovaci frézovani T
- stlffevcllnivpr('{Fezyl tvh’sek' ) T
N niz8i az stfedni fezné rychlosti ==
- méné pfiznivé zabérové podminky @ 8
[CRG}
- substrat s kubickymi karbidmi (typ S)
- tenky poviak naneseny metédou MTCVD
- obrabanie materialov skupiny P a K a podmienene aplikovatefny aj pre skupinu M
- uréeny pre kopirovacie frézovanie 2
- stredné prierezy triesok % %
- nizSie az stredné rezné rychlosti Zm
i R A . <<
menej priaznivé zaberové podmienky ==
L L
==
INEN
Ll
SOC OC
18315 10 20 30 40 x5
051525 35 45 £ &
53
e
N - vysoce otéruvzdomy ¢élen fady T8300 se zaruéenou houzevnatosti i m
- submikronovy substrat s relativné nizkym obsahem kobaltu i o
- nano-vrstevnaty PVD povlak s gradientnimi pfechody aa) =
[ | - snizené vnitfni pnuti v povlaku pii zvySeni tvrdosti g o)
- zmenseni vrubového opotfebeni na hlavnim bfitu =
- vy33{ fezné rychlosti =EE
] - stfedni prafezy tiisek 338
- vhodny pro obrabéni material skupiny M, K, N, H, podminéné P a S aa
[oNe]
- vysoko oteruvzdomy ¢len rady T8300 so zarucenou hizevnatostou ==
n - submikrénovy substrat s relativne nizkym obsahom kobaltu 8 8
- nano-vrstevnaty PVD povlak s gradientnymi prechodmi o¥e)
- znizené vnitorné pnutie v povlaku pri zvy3eni tvrdosti ==
o . . . o
[ - zmenSenie vrubového opotrebovania na hlavnom brite [SRs)
- vy$Sie rezné rychlosti E E
- stredné prierezy triesok
i vhodny pre obrabanie materidlov skupiny M, K, N, H podmienecne P a S
=4
o
A m
o
=
18330 10 20 30 40 ©5
05/ 15|25 35 45 o3
n - nejuniverzalngji ¢len fady T8300
- submikronovy substrat s relativné vysokym obsahem kobaltu w
- nano-vrstevnaty PVD povlak s gradientnimi pfechody ShS)
- snizené vnitfni pnuti v povlaku pii zvySeni tvrdosti <§t <§(
[ | - zmenseni vrubového opotfebeni na hlavnim bfitu oc %
- stfedni fezné rychlosti 2 =
- vhodny pro obrabéni materiald skupiny M, P, K; podminéné N, S, H % o
[ - dobrd provozni spolehlivost D5
- ztizené zabérové podminky e g‘
- najuniverzalnejsi ¢len rady T8300
U - submikrénovy substrat s relativne vysokym obsahom kobaltu
- nano-vrstevnaty PVD povlak s gradientnymi prechodmi > <
- znizené vnutorné pnutie v povlaku pri zvySenej tvrdosti = 5
A - zmenSenie vrubového opotrebenia na hlavnom brite 5% E
- stredné rezné rychlosti g
- vhodny pre obrabanie materidlov skupiny M, P, K; podmieneéne N, S, H Z %
0 - dobra prevadzkova spolahlivost oo
bu . . . = =
- stazené zaberové podmienky o
>E o
o

W Hiavni oblast pouziti / Hlavna oblast pouzitia N Dalsi pouziti / Daléie pouzitie [ Podminéné pouziti / Podmienené pouzitie

2/PRAMET

263



2014

NEPOVLAKOVANE MATERIALY PRO FREZOVANI
NEPOVLAKOVANE MATERIALY PRE FREZOVANIE

> > Oznaceni materidlu a mikrostruktura Aplikacni oblasti 1S0 513 Popis materidlu a doporucené uziti
E E Oznacenie materidlu a mikro$truktura Aplikacné oblasti Popis materidlu a doporucené pouzitie
[N
k&
==
w 10 20 30 40
=z =2
. =
0 @ HF7 05| 15|25 35 45
<< <T
[asgyam
[salyan]
[eXe}
] - submikronovy materiél bez kubickych karbid (typ H) s nizkym obsahem kobaltu

- z hlediska obrabénych materiall velmi univerzalni
(doporuovan pro vSechny skupiny s vyjimkou P)
[ - malé az stedni prifezy tfisek
- stabilni zabérové podminky

ao
[salyam
> >
W <
oo
[
Ll
==
[oNe]
[NE T
[GRO]

- submikronovy materiél bez kubickych karbidov (typ H) s nizkym obsahom kobaltu

n -z hladiska obrabanych materilov velmi univerzalny
(doporucovany pre véetky skupiny s vynimkou skupiny P)

2 E - malé az stredné prierezy triesok
e . [ - stabilné zaberové podmienky
Wi i
=
==
== 0
INEN
w
SOC OC
x5 H10 10 20 30 40 <
25 05 15|25|35 45
==
85
Qo
o5
AN 0
Nost o
<
D 5
g o) O - materidl bez kubickych karbidd (typ H) s nizkym obsahem kobaltu

= - z hlediska obrabénych material( velmi univerzalni
=EE (doporucovan pro vSechny skupiny)
338 ] - malé aZ sifedni prifezy tfisek
a5 - stabilni zabérové podminky
[oNe]
== - materidl bez kubickych karbidov (typ H) s nizkym obsahom kobaltu
8 8 N - z hladiska obrabanych materidlov velmi univerzalny
oo (doporucovany pre vSetky skupiny)
% % - malé az stredné priemery triesok
[SRS] . 0 - stabilné zaberové podmienky
[NE T
~ -

0

=Y

=
o
Wy
>E o
ohB 10 20 30 40

o
o =
S5 $26 0515|2535 45

|

e
23
oc % - materidl s vysokym obsahem kubickych karbidd (typ S)
2 = - obrabéni materialt skupin P
= = - stedni a vy3i posuvy
DD - stFeQni’Fezné rthlosti )
= = - stabilni zabérové podminky

Na)

- materidl s vysokym obsahom kubickych karbidov (typ S)
- obrabanie materidlov skupiny P

< - stredné a vy3si
< vysie posuvy
33 - stredné rezné rychlosti
o0 Q - stabilné zaberové podmienky
.
55
Q0o
= >
Ly
)E E

W Hiavni oblast pouziti / Hlavna oblast pouzitia N Dalsi pouziti / Daléie pouzitie [ Podminéné pouziti / Podmienené pouzitie

2/PRAMET

264



2014

NEPOVLAKOVANE MATERIALY PRO FREZOVANI

NEPOVLAKOVANE MATERIALY PRE FREZOVANIE

Oznaceni materidlu a mikrostruktura Aplikacni oblasti 1S0 513 Popis materidlu a doporucené uziti > >
Oznacenie materidlu a mikrostrukttra Aplikacné oblasti Popis materidlu a doporucené pouzitie E E
[N
k&
==
10 20 30 40 ==
$45 = Z=
05|15|25(35 | 45 m o
<< T
[asgyam
[salyan]
[oNe]
[\
[aYa
[aalyam
N - materidl s vysokym obsahem kobaltu a kubickymi karbidy (typ S) E <>(
- obrabéni materidl( skupin P a podminéné i M T
- stfedni a vy$Si posuvy oo
- nizké fezné rychlosti CE) =
- nestabilni zabérové podminky oo
[CRG}
- materidl s vysokym obsahom kobaltu a kubickymi karbidmi (typ S)
- obrabanie materialov skupiny P a podmienene M
- stredné a vysSie posuvy
- nizke rezné rychlosti 52
- nestabilné zéberové podmienky % %
ww
=
==
s L
==
INEN
Ll
SOC OC
N
n720 10 20 30 40 = x Cz)
0515|2535 |45 Z i
==
=)
S E=
x O
DO
- polykrystalicky diamant, stfedni velikost zrma i o
- materidl pro vysoké fezné rychlosti i oc
- vynikajici odolnost viéi otéru o =
- odolnost vici droleni fezné hrany Q e}
>

- obrabéni materidlt N

- dokoncovani az lehké hrubovani slitin hliniku a jinych neZeleznych materiéld jako jsou slitiny
hof¢iku a zinku

- stabilni fezné podminky

- polykrystalicky diamant, strednd vefkost zma
a - materidl pre vysoké rezné rychlosti
- vynikajtica odolnost voéi oteru
- odolnost voci drobeniu reznej hrany
- obrabanie materidlov N
- dokoncovanie az fahké hrubovanie zliatin hlinika a inych nezeleznych materidlov ako su zliatiny
hor¢ika a zinku
- stabilné rezné podmienky

e
wn n
loXe}
= =
>N >N
oo
==
S G
leXe!
P |
oo
=2 =
I T
[ON &)
[NE T
—

OPOTREBEN
OPOTREBENIE

DALSI INFORMACE

DALSIE INFORMACIE

PREVODN[ TABULKA
PREVODNA TABULKA

W Hiavni oblast pouziti / Hlavna oblast pouzitia N Dalsi pouziti / Daléie pouzitie [ Podminéné pouziti / Podmienené pouzitie

2/PRAMET

265



